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Introducéo

A fotocatalise heterogénea € uma tecnologia
promissora no tratamento & efluentes industriais e
na descontaminagdo ambiental. O processo €
baseado na irradiacdo de um fotocatalisador,
geralmente um semicondutor inorganico tal como
TiO,, cuja energia do féton deve ser maior ou igual a
energia do “band gap” do semicondutor para provocar
uma transicdo eletrbnica (excitacdo). Assim, sob
irradiacdo, um elétron € promovido da banda de
valéncia para a banda de conducédo formando sitios
oxidantes e redutores capazes de catalisar reacdes
quimicas, oxidando 0s compostos organicos e
reduzindo metais dissolvidos ou outras espécies
presentes’. O TiO, é o semicondutor mais utilizado
em fotocatalise devido a sua estabilidade quimica,
ndo-toxidade e alta reatividade catalitica na
eliminacdo de poluentes do ar e da agua. Esses
fotocatalisadores tém potencial para oxidar uma
grande quantidade de compostos organicos, incluindo
organo-clorados, como as dioxinas® Dependendo do
método de sintese adotado para o TiO, podem ser
obtidas nanoparticulas com estruturas anatase, mais
desejavel para a fotocatalise’. Um dos métodos de
interesse  para obtencdo de filmes finos
nanoestruturados de anatase € o método dos
precursores poliméricos®. Portanto, o objetivo deste
trabalho foi preparar e otimizar filmes de TiO, através
do método dos precursores poliméricos para a
fotodegradagdo do corante rodamina em solugdo
aquosa, investigando assim um sistema estavel para
uso em fotorreatores.

Resultados e Discussao

Os filmes de TiO, foram depositados por spin coating
em vidro borossilicato utilizando resinas poliméricas
preparadas de acordo com a ref. 3. Foram preparados
flmes com diferentes nimeros de camadas e
tratados a 450°C. A caracterizagdo por Microscopia
de Forca Atdmica, Fig. 1, (MFA DIGITAL -
NanosScope [lIA) revelou valores de rugosidade de
1,3 nm e tamanhos de grdo da ordem de 20 a 100 nm
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para os filmes com 4 camadas. A Fig. 2 mostra a
reatividade fotocatlitica dos filmes em solugao aquosa
de rodamina (2,5 mg/L), pH neutro, utilizando o reator
sob irradiacdo

UV. Os resultados da Fig 2. mostram que a
reatividade fotocatalitica aumentou com o aumento do
ndamero de camadas do filme de TiO, depositadas,
sendo que a maior eficiéncia foi obtida para o filme de
TiO, com 4 camadas. Verificou-se também que apos

Figura 1.Imagens de AFM do fime de TiO,

Figura 2. Comparagdo da
decomposicéo
fotocatalitica da rodamina
em diferentes camadas de
TiO, monitorada  por
mudancas na absorbéancia
em 554 nm apds irradiacdo
uv.
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um periodo de quatro horas 56,6% da rodamina foi
fotodegradada somente com a irradiagdo UV,
enquanto que 82,3% da rodamina foi fotodegradada
com a irradiacdo UV na presenca do fotocatalizador
de TiO, com quatro camadas.

Conclusoes |

As analises de AFM confirmaram que o0 processo
adotado permite a obtencdo de filmes finos
homogéneos e nanoestruturados, com atividade
fotocatalitica comprovada na degradacdo da
rodamina. Estes resultados suportardo estudos
futuros sobre o uso destes filmes em projetos de
fotorreatores.
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